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O processo de oxidagao quimica de compostos organicos toxicos em moléculas mais
simples tem atraido varios pesquisadores. O caminho mais eficiente para a oxidagao é
por ataque com radicais hidroxila (OH). Existem varios processos para gerar radicais
hidroxila em agua, que sao conhecidos como Processos de Oxidacao Avancada; POA,
e utiizam o o0zobnio, o peroxido de hidrogénio, a radiagdo ultravioleta (UV) e a
radiagao ionizante. Dentre estes a irradiagao da agua € um meétodo muito eficiente de
geracdo desses radicais e portanto de oxidagao e destruicao das moléculas de
compostos organicos. O Processo de Oxidagao Avancgada por irradiagao com feixe de
elétrons foi utilizado no tratamento de efluentes industriais contendo concentragoes
elevadas de compostos organicos toxicos, utilizando o acelerador industrial de elétrons
da Radiation Dynamics de 1,5 MeV de energia e 37 kW de poténcia. Os estudos foram
realizados em amostras de efluentes provenientes de cinco etapas da Eslacao de
Tratamento de Esgotos da SABESP - ETE-Suzano que sdo a Unidade de recebimento
de efluente industrial-UNA, a Grade Grossa (GG), a Grade Média (GM), o Decantador
Primario (DP) e o Efluente Final (EF). A irradiacao com feixe de elétrons mostrou-se
eficienle na degradagao dos composlos organicos presentes nestes efluentes,
principalmente, dicloroetano, cloroférmio, metil isobutil cetona, benzeno, tolueno e
xileno; assim como na degradagé@o dos corantes presentes e clareamento global das
amostras. Como subprodutos da degradacdo dos compostos organicos foram
encontrados acidos organicos de estrutura simples com o oxalico, o ascoérbico, o
férmico e o tartarico. Para remover mais que 90% da maioria dos compostos organicos
3 foi necessaria uma dose de 20 kGy a 50 kGy para o UNA, GG e GM e de 10 kGy a 20
kGy para DP e EF.
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